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Resumen

En la bisqueda de optimizar el uso de tecnologias solares es conveniente construir plataformas solares
en el Desierto de Atacama, debido a la alta exposicion solar de 2000kW /m? por afio. Sin embargo,
debido a las condiciones climatoldgicas del lugar, un problema importante a considerar es el
ensuciamiento. El ensuciamiento es la deposicién del material particulado presente en la atmésfera
sobre las superficies expuestas. Esto ocasiona un impacto negativo en la eficiencia y confiabilidad de
los médulos fotovoltaicos, ya que reduce la transmitancia de la luz incidente. Existen diferentes
métodos de limpieza de los médulos fotovoltaicos, pero no son suficientes para remover el material
particulado que se adhiere a la superficie expuesta. Es por esto que buscamos evitar el ensuciamiento
a través de la fabricacion de un vidrio nanoestructurado que funcione como superficie autolimpiante
cada vez que reciba la camanchaca (tipo de neblina costera que se genera el lugar) de las mafianas
desérticas.

En este trabajo hemos probado 2 métodos para nanoestructurar la superficie del vidrio con el fin de
cambiar sus propiedades de humectabilidad. En uno de ellos se gener6 una nanoestructura
desordenada, para esto se depositd distintos espesores nominales de plata, oro y cobre sobre vidrio.
Luego la muestra se somete a un proceso térmico donde las muestran pasan por un mecanismo de
maduracion de Otswald [1]. Aqui es donde las nanoparticulas de metal resultantes pueden ser
utilizadas como nanomaéscara de grabado, donde se utilizé reactive ion etching (RIE) y también wet
chemical etching. Posteriormente se elimina la hanomascara metalica. El segundo método consistié
en generar una estructura ordenada por litografia suave con DVD en PDMS y se someti6 a RIE.

Tras cada etapa del proceso de nanoestructuracion caracterizamos las muestras con espectroscopia de
energia dispersiva de rayos x (EDS) para verificar que los granos sean del material depositado
correspondiente. La morfologia de las muestras se observé con microscopio de fuerza atdbmica (AFM)
y con microscopio electrénico de barrido (SEM). Con respecto a las propiedades Opticas, hemos
medido como cambia la transmitancia a través del espectrofotémetro. Finalmente, para analizar las
propiedades de humectabilidad, realizamos mediciones de angulo de contacto en el goniémetro. El
uso de la mascara metalica permitidé generar una nanoestructura en la superficie que modifica las
propiedades de humectabilidad del vidrio sin alterar alterar significativamente su transmitancia.
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